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（別紙） 

被告製品目録 

１ Ｃｒを５～９ｍｏｌ％，Ｐｔを９～１３ｍｏｌ％，残余がＣｏである合金

の金属素地（ａ）に球形の相（ｂ）が分散する焼結体の磁気記録メディア用

酸化物入りスパッタリングターゲット（セミコン・ライト株式会社向け製品

であって，被告社内の品名コードが２３０１３５３６０７であるもの。）。 

 

２ ●（省略）● 

 

３ 

(1) シーゲイト・テクノロジー社，ウエスタンデジタル社，昭和電工株式会社，

富士電機株式会社及びＨＧＳＴ社向けの磁気記録メディア用ターゲットで

あって，Ｃｒを２０ｍｏｌ％以下，Ｐｔを５ｍｏｌ％以上３０ｍｏｌ％以下，

残余がＣｏである合金とＳｉＯ２，ＴｉＯ２，Ｃｒ２Ｏ３のいずれかを含む酸

化物からなる金属素地（ａ）に，Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有し，直径が３０

～１５０μｍであって長径と短径の差が０～５０％の球形の相（ｂ）がター

ゲット全体積又はターゲットのエロージョン面の面積の２０％以上分散す

る焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスパッタリングターゲット（但し，

上記１及び２に記載の製品を除く。） 

 

(2) シーゲイト・テクノロジー社，ウエスタンデジタル社，昭和電工株式会社，

富士電機株式会社及びＨＧＳＴ社向けの磁気記録メディア用ターゲットの

二相品（複相品）（金属の粗粒を含有するターゲット）」（但し，上記１及

び２に記載の製品を除く。） 

 


